ZAPROSZENIE DO WSPOLPRACY REDAKCYJNEJ

NA £AMACH "CiB. RYNEK KOSMETYCZNY | CHEMIl GOSPODARCZEJ"
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Zapraszamy Panstwa serdecznie do wspotpracy redakcyjnej na tamach kwartalnika "Chemia i
Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej". Jest to czasopismo biznesowo-informacyjne
prowadzone przez EPS Media i stworzone z myslg o firmach poszukujacych rzetelnej, aktualnej i
profesjonalnie przygotowanej informacji na temat przemystu kosmetycznego i srodkow czystosci.

Poprzez czasopismo czytelnicy s3 informowani o sytuacji na rynku chemii gospodarczej i
kosmetycznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami s3 poszukujacy dostawcéw
lub odbiorcow ustug i produktdw, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i ustugowych, w
tym kadra zarzadzajgca, pracownicy dziatdw marketingu i sprzedazy oraz dziatow R&D.

Organizacja wspotpracujagcg z nami od wielu lat jest Polskie Stowarzyszenie Producentéw
Kosmetykow i Srodkéw Czystosci, a jego Dyrektor Generalna — dr Anna Oborska — jest cztonkiem
rady programowej czasopisma.

Zapraszamy do kontaktu specjalistow z branzy kosmetycznej, chemii gospodarczej i
instytucjonalnej, zainteresowanych wspétpraca redakcyjna. Interesuja nas:

e trendy i perspektywy rynkowe

e innowacje surowcowe i technologiczne

e tematy dotyczgce produkcji i produktow

e tematy z zakresu badan i rozwoju

e najnowsze zmiany legislacyjne

e rozwigzania dla sektorow (IT, laboratorium, opakowalnictwo, transport i logistyka etc.)

Jesli posiadacie Paristwo gotowy materiat lub ciekawy pomyst na artykut prosimy o kontakt:
Ewelina Ptonska-Stepulak, redaktor naczelna
e-mail: e.plonska@chemiaibiznes.com.pl / redakcja@chemiaibiznes.com.pl, tel. 662 648 110

Wymagania:
e artykut: Word; tabele: Excel; zdjecia/ilustracje/wykresy: JPG, PDF, TIFF
e objetosc: 10-18 tys. znakow (ze spacjami)
e literatura (jesli potrzebna): w postaci spisu na koncu artykuty, literatura w tresci w nawiasach
kwadratowych.
Zapraszamy do wspotpracy.
W przypadku otrzymania artykutu nie odpowiadajgcego wymaganiom redakgji lub niekompletnego, zastrzegamy sobie
prawo nie przyjecia artykutu do druku.




